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Віддзеркалено сучасні напрями фонетичних досліджень, висвітлено різноаспектні 

звукові будови мови й мовлення; когнітивний, культурологічний, прагматичний та 
енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні  
й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного 
стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації 
мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність 
соціофонетичних параметрів мовлення; паралінгвальні характеристики емоційного 
мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та 
української мови, а також актуальність методики викладання фонетики іноземної мови.  

Для науковців, викладачів і аспірантів.  
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